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Abstrakt: Predlozena bakalarskd prace se zabyva kontaktovanim nanostruktur
pomoci elektronové litografie (EBL). Prace probihala ve skenovacim elektronovém
mikroskopu na nevodivém slidovém substratu s nanotyCkami WOy na povrchu za
ucelem pftipravy senzoru pro detekci H,. V rdmci tohoto experimentu byly
modifikovany parametry pro jednotlivé dil¢i procesy EBL. Byly vybrany optimalni
tloustky rezistt PMMA 120K(5% anisol) a PMMA 996K (1% anisol) tak, aby
k ptipravé masky pro EBL mohl byt pouzit vicevrstvy rezist. Na vzniklém
dvouvrstvém rezistu byly optimalizovany expozi¢ni davky elektronovym svazkem.
Byla vybrana vhodné davka pro matrici navrZzenou ke kontaktovani nanoty¢ek WO
nesenych na slidé. Ke kontaktovani nanostruktur byly nejdiive na povrch slidy
deponovany makrokontakty a na nich pak prob¢hl proces EBL. Jeho vysledkem bylo
vodivé propojeni wolframoxidovych nanotycek pomoci vytvofenych nanokontaktii
s makrokontakty. U takto nakontaktovaného senzoru byly nasledné uspésné

testovany jeho senzorické vlastnosti pomoci Hy,
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